| XXVII SIC
Saldo de Iniciacdo Cientifica

INFLUENCIA DE DIFERENTES VARIANTES NA OBTENCAO DO PRE- REVESTIMENTO DE
CONVERSAO A BASE DE HEXAFLUORZIRCONIO PARA ACO CARBONO
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A CcOorrosado € um processo que causa a deterioracdo em materiais metalicos, 050 | | | | | | | | |
como o aco carbono, produzindo alteracdes indesejaveis nas propriedades desses o :
materiais;

Para evitar a corrosdo € comum a aplicacdao de pintura a base de um
revestimento organico sobre a superficie. A eficiéncia desse revestimento organico

. .. =
pode ser aumentada pelo uso de algum pré-tratamento da superficie antes da i
pintura, a fim de que promova uma maior aderéncia da tinta ao substrato metalico. Os 064
pré-tratamentos mais comuns aplicados a acos, como fosfatizacao e a cromatizacao, oS

possuem inconvenientes ambientais quanto aos efluentes gerados;

Novos tratamentos ambientalmente amigaveis vém sendo desenvolvidos,
dentre eles o tratamento a base de hexafluorzirconato, obtido pela conversao quimica 0 200 400 600  BOD 1000 1200 1400 1600 1800
da superficie metalica, formando oOxido de zirconio. Esse revestimento melhora a t(s)
resisténcia a corrosdo e pode ser aprimorado ao ter alguns de seus fatores
monitorados no processo de conversao.

O presente trabalho tem por finalidade avaliar a influéncia da variacédo do pH
da solucdo de conversao e do tempo de imersdo necessario para a formacao do
revestimento sobre aco carbono. Foram estudados os pH 3,5; 4,0 e 4,5; e como
tempo de imerséo 180 e 300 segundos

Grafico 1: Potencial de Circuito Aberto (OCP) durante a conversao

Espectroscopia de Impedancia Eletroguimica::

Na EIE, a um minuto, as amostras com pHS maiores apresentaram maior
impedancia (grafico 2), porém, com o passar do tempo, as amostras cujo tempo de
imersao foi maior acabaram se sobrepujando as demais, como pode ser observado
nos graficos 3 e 4, que correspondem a EIE de 30 e 60 minutos, respectivamente.
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Grafico 2: EIE ap0s transcorrido 1 minuto do ensaio. o 200 600 300 1,000
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¢0 L-arbono (0’83m L/L) 30 minutos do ensaio.
J00
pH 3,5, 4; 4,5 oo _ =,
Tempo de Imersdo: 180s e 300s E s00 - “
t u f:{i e
S 400
N 300 W‘%
Etapa Final 200 o
100
N .
8] 200 400 600 200 1,000
Aco Carbono > 1. Lavagem Agua DlI; Z (Ohmjcn?

Grafico 4: EIE ap0s transcorridos 60 minutos do ensaio.

CONCLUSOES

2. Secagem — Jato de ar quente.

As pecas foram ensaiadas através de Espectroscopia de Impedancia
Eletroguimica — EIE (AUTOLAB PGSTAT, software NOVA, Tempo de
exposicdo: 1min, 30min e 1 hora, 100kHz a 100 mHz, 10mV), a0 mesmo
tempo que mediu-se o Potencial de Circuito Aberto (OCP) na propria solucéao
de conversao de cada amostra a fim de verificar o comportamento durante a
deposicéo.

Alem do eletrodo de trabalho (pecas de aco carbono pre-tratadas)
utilizou-se um contra-eletrodo de platina; um eletrodo de referéncia de Ag/AgCl
e o software NOVA para 0s ensaios.

Inicialmente, o pH 4,5 foi o0 que apresentou os melhores resultados no
tempo de imersdo de 300s, embora o tempo de imersao 180s, no mesmo pH,
tambéem tenha fornecido resultados significativamente satisfatorios.

Posteriormente, houve uma mudanca no fator preponderante e o tempo de
Imersao tornou-se mais importante para descrever a amostra com melhores
resultados. Os revestimentos de pHs maiores apresentaram melhores resultados, o
gue explica-se devido a maior quantidade de hexafllor que ataca a superficie do
substrato no momento da conversao.

Houve a caracterizacdo de que a faixa de pH ideal para melhor protecao da
camada é 0 4,5, sendo, portanto, necessarios estudos posteriores, mais especificos,
levando em consideracao outras variaveéis, tais como a concentracao das solucoes
de conversao e/ou as condi¢cbes dos testes (pH, tempo, temperatura, etc.) para o
seu aprimoramento.

RESULTADOS E DISCUSSAO

OCP durante a conversao:

Em todas as amostras ocorre uma ativacao inicial, caracterizando o AGRADECIMENTOS:
processo de conversao da superficie do substrato metalico.

As amostras de pH 4,5, tanto de tempo 180 segundos, como a de 300
segundos, apresentaram potenciais mais nobres, indicando a melhor deposicao do ~ \ \
filme protetor (grafico 1). Q CN‘ q FAPERGS
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